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所属技术领域 

本发明属于计算机视觉领域里二维图像中曲线拟合方向、三维空间或深度图

像中曲面拟合方向，特别是二次曲线、二次曲面拟合方法。 

 

 

 

一种高效几何误差优化的二次曲线/二次曲面拟合方法。它基于一种新推导的

具有明确解析形式的几何距离，通过线性加权迭代或非线性优化，进一步逼近最

短几何距离构造目标函数进行。该方法不仅计算简便、复杂度低，还具有更高的

精度和鲁棒性。 

 

 


